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Emotionen sind ausdriicklich
erlaubt, wenn von RESTEK
die Rede ist.

RESTEK ist der Ausdruck fur
bewussten, kritischen HOrgenuss,
Asthetik und extrem hohes tech-
nologisches Niveau.

RESTEK steht flir ein neues Ver-
stdndnis von Musik und Lebens-
art im Bereich von High End. So
sind Design und Produktqualitat
zum Massstab dessen geworden,
was anspruchvolle High End
Liebhaber von einer Premium-
Marke heute erwarten.
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P> EPAL Vollverstirker

Infrarot Systemfernbedienbar
Dimmbares Multifunktionsdisplay
Mentigesteuerte Ein Knopf Bedienung
Symmetrische Eingénge

PWM Endstufenkern

. Analoge Vorverarbeitung

Analoge Uberalles Gegenkopplung
WBT und Neutrik Buchsen
Sandwichgehause Stahl, Bitumen, Alu
Deutsche Fertigung
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Technische Daten

Frequenzbereich:
Leistung:

Klirrfaktor:

Gerauschspannungsabstand:

Ubersprechdampfung:
Dampfungsfaktor:
Eingangspegel:
Eingangsimpedanz:
Ausgangspegel:
Ausgangswiderstand:
Ausgangsstrom:
Abmessungen:

Gewicht:

Ausfiihrungen derFront:

Displayfarben:
Garantie:

Anderungen vorbehalten.
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3Hz .. 70 kHz -3 dB

2 x 680 W an 2 Ohm

2 x 360 W an 4 Ohm

2x180 W an 8 Ohm

1 x900 W an 4 Ohm

< 0,005 %

> 110 dBA

>80 dB

> 1000

2V rms

10 kOhm symmetrisch

40V rms max.

0,006 Ohm

30 A rms max.

483 x 90 x 365 mm

ca. 12 kg

Acrylglas hochglanzpoliert, Aluminium schwarz, champagner oder

silbrig matt gebirstet, Messing verchromt sowie Sonderaus-

fuhrungen auf Anfrage. ®

Rot, grin und blau
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